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２台のファンクションジェネレータを利用した、超音波制御技術

例１
１）１．０ＭＨｚ～１５ＭＨｚのスイープ発振制御１
２）０．６ＭＨｚ～ ５ＭＨｚのスイープ発振制御２
３）４２ｋＨｚ ３５Ｗ（超音波洗浄器） による、ナノレベルの精密洗浄
例２
１）３ＭＨｚ～２０ＭＨｚのスイープ発振制御１
２）６０ｋＨｚ～３ＭＨｚのスイープ発振制御２
３）４２ｋＨｚ ３５Ｗ（超音波洗浄器） による、金属粉末のナノ分散処理
例３
１）８００ｋＨｚ～２２ＭＨｚのスイープ発振制御１
２）１００ｋＨｚ～１１ＭＨｚのスイープ発振制御２
３）４２ｋＨｚ ３５Ｗ（超音波洗浄器） による、食品・薬品・・の乳化・分散処理
例４
１）３ＭＨｚ～２０ＭＨｚのスイープ発振制御１
２）６０ｋＨｚ～３ＭＨｚのスイープ発振制御２
による、金属部品の表面処理
（表面残留応力の緩和・均一化技術）
例５
１）１ＭＨｚ～１２ＭＨｚのスイープ発振制御１
２）８０ｋＨｚ～７ＭＨｚのスイープ発振制御２
による、樹脂部品の表面処理
（表面残留応力の緩和・均一化技術）



超音波1

28kHz 300W

超音波2

38ｋHz 150W

超音波3

3-20MHzの
スイープ発振 10W

液循環
ポンプ 2台



超音波1

28kHz 300W

超音波2

72ｋHz 300W

超音波3

3-20MHzの
スイープ発振 10W

液循環
ポンプ １台



超音波1

40kHz 300W

超音波2

1.7MHzの
超音波加湿器 15W

液循環
ポンプ １台



超音波1

40kHz 600W

超音波2

3-20MHzの
スイープ発振 10W

液の流れを変化させる
回転装置

液循環
ポンプ １台



超音波1

40kHz 600W

超音波2

13MHｚのパルス発振 10W

超音波3

3-20MHzの
スイープ発振 10W

液循環
ポンプ 2台
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